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Urzadzenie do oczyszczania czynnika gazowego
od zanieczyszczen stalych zwlaszcza: pylow

1

Przedmiotem wynalazku jest wurzgdzenie do
oczyszczania czynnika gazowego od zanieczyszczen
stalych zwlaszcza pylow, poddawanego preocesowi
cczyszczania, np. w procesach technologicznych,
kiedy czynnik gazowy zawiera zmienne iloSci za-
nieczyszczen statych lub posiada zréznicowane tem_
peratury.

Znane s3 konstrukcje wurzadzen wyposazonych
w dysze spryskujacg przeptywajgcy strumien ga-
z6w. W urzadzeniach tych dysza jest umieszczona
koncentrycznie w zbiorniku. Aby uzyskaé zwigk-
szong dokladno$é oddzielenia ciat stalych z prze-
plywajacego strumienia gazéw sg stosowane prze-
grody w postaci sita umieszczonego w plaszczyznie
prostopadiej do kierunku przeplywu strumienia.

‘W technice mokrego odpylania gazéw 1lub uzy-
skiwania unoszonych przez nie produktéw, urzg-
dzenie z dyszg spryskujgcg znajduje szerokie za-
stosowania. Jednak niedogodnoscia opisanego urza-
dzenia jest koniecznos$é czestej regulacji predkosci
przeptywu. Zmniejsza to efektywnos$é wodpylania
i nie zapewnia roéwnomiernej skutecznosci oczy-
szczania gazu, szczegblnie kiedy przeplywajacy
strumien zawiera zmienne ilosci zanieczyszczen.

Znane jest réwniez nadawanie przeplywajgcemu
strumieniowi gazéw ruchu wirowego jak w od-
dzielaczu cyklonowym. Materialy stale zostaja od-
rzucone na Sciany osadnika a nastepnie spiukane
systemem zwilzajagcym. Ten sposéb wodpylania po-
woduje tak duzy wzrost oporu, ze czgsé juz wy-
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tragconych pyléw zostaje powtdrnie porwana przez
strumien oczyszczanego gazu.

Celem wynalazku bylo opracowanie takiej kon-
strukeji urzadzenia do mokrego wodpylania, ktére
charakteryzuje sie malymi oporami przeplywaja-
cego strumienia z jednoczesnym skutecznym dzia-
taniem i matym zuzyciem wody technologicznej.

Zostalo to rozwigzane wediug wynalazku, w ten
spos6b, ze wewnatrz cylindrycznego pojemnika
jest umieszczony cylinder, tworzac, miedzy zew.
netrzng plaszczyzng cylindra i wewnetrzng plasz-
czyzng pojemnika komore roboczg o pierscienio-
wym przekroju. U géry pojemnika nad krawedzig
wewnetrznego cylindra jest osadzona koncentrycz-
nie dysza formujaca struge wody w postaci stozka.

Dysza sktada sie z dolnego i goérnego korpusu
osadzonych na kubkowej tulei stanowiacej zakon-
czenie przewodu doprowadzajacego wode. U pod-
stawy tulei na jej obwodzie znajdujg si¢ otwory
przelotowe 1aczace sie z przestrzenia wutworzong
w gérnym korpusie, stanowigcg komorg wyrbow.
nawczy dyszy. Miedzy plaszczyzng gérnego korpusu
a plaszczyzna dolnego korpusu jest utworzona wy-
lotowa szczelina o regulowanej wielkodci oraz
o kacie nachylenia w stosunku do osi dyszy za-
leznym od wielkosei wewnetrznego cylindra osad-
nika.

Za pomoca zestawu plaszezy tworzacych prze-
grode usytuowana odpowiednio do szczeliny wy-
lotowej dyszy zgodnie =z wynalazkiem zostalo
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osiagniete oddzielanie ze strimienia przeplywaja-
cego gazu cial stalych w postaci zawiesiny wodno-
pylowej (szZlamu) poza torem strumienia, oddzie_
lonego wewnetranym plaszczem.

Nowa konstrulscja urzadzenia do wodpylania na
mokro, charakteryzuje sie prostg budows, matymi
oporami hydraulicznymi, wysokg skutecznosciq
dzialania oraz niskim zuzyciem wody. Urzadzenie
bedace przedmiotem wynalazku moze byé stoso-
wane do odpylania gazéw odlotowych w dowol_
nych technologiach, zawierajgcych zmienne ilosci
pyiu i posiadajgcych zréznicowane temperatury.

Wynalazek jest szczegélnie przydatny tam, gdzie
stosowanie innych znanych urzgdzeri odpylajacych
est utrudnione i dotychczas nie praktykowane.

‘Przedmlo?c wynalazku jest uwidoczniony w przy-
kiadzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1
przedskajma schematyczme urzadzenie odpylajgce
w_przekroju pionowym, fig. 2 — szczegét doty-
czacy dyszy spryskujacej w przekroju osiowym.
Wewnetrzny cylinder 3 jest wsparty od dolu o dno
zewnetrznego cylindra 2. Polgczenie wodne prze-
strzeni miedzycylindrycznej z dnem opadowym
zewnetrznego cylindra 2 wuzyskuje sie 'przez od-
powliednie uksztaltowanie dolnej krawedzi wew._
netrznego cylindra 3. Cylinder 2 u dotu jest za-
koficzony stozkiem i wyposazony w kréciec 5 i za-
wbér 6 natomiast w czesci cylindrycznej znajduje
sie przelew 7. U gbry pojemnika znajduje sie
kréciec 8 przez ktoéry przeprowadzony jest dopro-
wadzajacy przewdd 9 zakonczony dyszg 4. Dysza 4
umieszczona jest koncentrycznie w stosunku do
przegrody utworzonej przez zewnetrzng plaszczyzne
wewnetrznego cylindra 3 i wewnetrzng plaszczyzng
zewnetrznego cylindra 2 pojemnika.

Dysza 4 skiada. sie z dolnego korpusu 10 i gbr-
nego korpusu 11 osadzenych na kubkowej tulei 12
stanowiacej zakonczenie doprowadzajgcego prze-
wodu 9. Tuleja 12 posiada polaczenie ze Srodkowa
wyréwnawczg Kkomorg 13 poprzez ofwory 14.
Szczeline 15 miedzy dolnym korpusem 10 i dolnym

korpusem 11 reguluje sie przez odpowiednio na.

gwintowang czeéé zewnetrzng tulei 12 wspél@racu-
na-cq z dolnym korpusem 10.
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Zapylony gaz doprowadzany kréécem 1 do wew-
netrznego cylindra 3. Strumiehn zapylonego gazu
po opuszczeniu cylindra 3 mnatrafia na plaszcz
wodny wuzyskiwany z dyszy koncemtrycznej 4. Za-
warty w gazie pyl w wyniku dziatania plaszcza
wodnego zostaje odrzucony od przegrody miedzy-
cylindrycznej i opada na dno pojemnika. Powstala
zawiesina ‘wodna-pylowa (szlam) jest odprowadza-
na nastepnie przez kréciec 5 i zawér 6. Nadmiar
wody mnatomiast jest ciagle odprowadzany przele_
wem 7, Odpylony gaz jest odprowadzany z urza-
dzenia kréécem 8. Predkosé przeplywu gazu jest
regulowana przez dobér srednicy  wewnetrznego
cylindra 3 oraz Srednicy doprowadzajgcego krééca
1. Zasilanie dyszy 4 wodg obiegowg odbywa sig
przewodem doprowadzajacym 9.

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do oczyszczania czynnika gazowego
od zanieczyszczenn stalych zwlaszcza pyiéw, zaopa-
trzone w zespoly spryskujace z dysza zraszajaca,
znamienne tym, ze posiada przegrode odpylajaca
utworzong przez plaszczyzne zewnetrzng cylindra
(3) oraz wewnetrzng plaszczyzne cylindra (2) po-
jemnika, u gbéry ktérego to pojemnika nad kra-
wedzig wewnetrznego cylindra (3) jest osadzona
koncentrycznie 'dysza (4) formujaca plaszcz wody

2, Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym,
we dysza (4) sklada si¢ z dolnego korpusu (10)
i gérnego korpusu (11) osadzonych na kubkowej
tulei (12) stanowigcej zakonczenie przewodu (9),
przy czym u podstawy tulei (12) na obwodzie znaj.
duja sie otwory przelotowe (14), 1aczace si¢ z prze.
strzenig K13) znajdujaca sie w gbébrnym korpusie
(11), stanowigcg komore wyréwnawczy dyszy (4).

3. Urzadzenie wedlug zastrz. 2, zmamienne tym,
Ze miedzy plaszczyzng goérnego korpusu (11)
a plaszczyzng dolnego korpusu (10) jest utworzona
wylotowa szczelina (15) o regulowanej wielkosci
oraz o kacie nachylenia w stosunku do osi dyszy
zaleznym od wielkos$ci $rednicy wewnetrznego cy-
lindra (3).
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